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Abstract (en)
The strip has an aluminum or aluminum alloy and some sections of strip includes a microcrystalline surface layer resulting from a hot or cold rolling
passes. A two-dimensional microprobe analysis is carried out by a mapping method of a surface area of the microcrystalline surface. A surface
fraction is provided that is less than 10 percent and preferably less than 7 percent with an intensity ratio greater than 3 in a spectral range of an X-
ray emission spectrum of oxygen. An excitation voltage of 15 kilovolt, beam current of 50 nanoampere and beam cross-section of 1 micrometre are
also used. An independent claim is also included for a method for characterizing a surface of a strip from aluminum or an aluminum alloy, involves
accomplishing microprobe analysis of the micro-crystalline layer by a mapping method.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Band zur Herstellung eines Tragers fiir lithografische Druckplatten bestehend aus Aluminium oder einer
Aluminiumlegierung, wobei das Band aufgrund von Warm- und/oder Kaltwalzstichen zumindest teilweise eine mikrokristalline Oberflachenschicht
aufweist. Darlber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Charakterisierung einer Oberflache eines Bandes zur Herstellung von
lithografischen Druckplattentragern. Die Aufgabe, ein Band zur Herstellung lithografischer Druckplattentrager zur Verfiigung zu stellen, welches eine
verbesserte mikrokristalline Oberflachenschicht aufweist, so dass héhere Produktionsgeschwindigkeiten bei der Herstellung von lithografischen
Druckplattentragern ermdglicht werden, wird durch ein Band fir lithografische Druckplattentrager dadurch geldst, dass bei einer flachigen
Mikrosondenanalyse nach dem Mapping-Verfahren eines Oberflachenbereichs der mikrokristallinen Oberflache des Bandes der Flachenanteil
mit einem Intensitatsverhaltnis I/l bulk(avg) von grdéBer als 3 im Spektralbereich der K £1 -Linie des Réntgenemissionsspektrums von Sauerstoff
der gemessenen mikrokristallinen Oberflachenschicht weniger als 10 %, vorzugsweise weniger als 7 % betragt, wobei bei der flachigen
Mikrosondenanalyse eine Anregungsspannung von 15KV, ein Strahlstrom von 50 nA und ein Strahlquerschnitt von 1 um, bei einer Schrittweite von
16,75 um flr den Elektronenstrahl verwendet wird.
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